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fotograficzna
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Przedmiotem wynalazku jest wanienka do bocz-
nego stykowego oblewu podioza emulsjg fotogra-
ficzng.

Znany spos6b drugiego oblewu podloza papiero-
wego, folii itp. emulsjg fotograficzng odbywa sie
przy pomocy urzadzenia typu ,Rollgang”. Sklada
sie ono z szeregbw walkéw rozmieszczonych iu-
kiem Xkolo siebie i posiadajacych wlasny naped.
Walki te znajdujg sie w skrzyni pr6zniowej i dzie-
ki temu przyssane podloze — wstega papierowa lub
folia z sztucznego tworzywa — przez prdéznie, wcho-
dzi pod ostrym katem do wanienki w procesie
technologicznym drugiego oblewu podioza emulsja
fotograficzng.

Ujemna cechg tego urzadzenia jest jego skompli-

kowana budowa oraz klopotliwe dzialanie w pro- °

cesie drugiego oblewu.

Innym znanym urzadzeniem stuzgcym do drugie-
go oblewu podioza, jest zesp6t dwboch watkéw w ma-
szynie oblewniczej, ktére s3 umieszczone kolo wa-

nienki i sposobem narzutowym — przy dzialaniu
walka pomocniczego — nastepuje proces oblewu
podtoza.

Ujemng cecha tego urzadzenia w sposobie na-
rzutowym oblewu jest to, Ze nie umozliwia nano-
szenia na podioze cienkich i rwnomiernych warstw
emulsyjnych.

Znany jest tez spos6b stykowego oblewu podtoza,
opisany w patencie radzieckim nr 118703, ktérego
istot¢ stanowi spoziomowany walek, po ktérym
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przesuwa sie opieta wstega podloza, walek umiesz-
czony jest réwnolegle ponad krawedzig oblewni-
cza wanienki oblewniczej. Wstega podloza, prze-
suwana po spoziomowanym walku, tworzy kat
ostry lub kat prosty.

Ujemng cecha tego sposobu jest przede wszyst-
kim Zle dobrany kat, jaki tworzy wstega podloza
na spoziomowanym walku, wskutek czego nanie-
siona emulsja fotograficzna na podloze daje w prze-
kroju podluznym niedopuszczalng falistg linie ho-
ryzontalna.

Istota wynalazku polega na tym, Ze spoziomowany
walek, po ktérym biegnie opieta wstega podloza,
jest umieszczony z boku krawedzi oblewniczej wa-
nienki, co umozliwia przy oblewie prowadzenie
wstegi po walku pod rozwartym katem alfa o do-
wolnej warto§ci, a przy odpowiednim wyregulo-
waniu polozenia waltka osigga sie prowadzenie
wstegi réwnolegle do krawedzi oblewniczej, elimi-
nujagc w ten sposéb skrzywienie biegu wstegi.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, przedstawiajgcym
przekr6j poprzeczny wanienki oblewniczej.

Wedlug wynalazku konstrukcja wanienki stano-
wi przedmiot majgcy wlewng mise 1, ogrzewang
przeponowo, posiadajgcg oblewniczag krawedz 2
wykonang w ten sposdb, Zze jej przekrdj poprzeczny
przedstawia gérny kontur jako linie prosta, oraz
rure 3 o tak dobranej wysoko§ci aby tworzyla
przelew dla masy emulsyjnej doptywajgcej pozio-
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mym przewodem 4. Wanienka jest wyposazona
w podstawe 5 regulowang mechanicznie w pionie
i w poziomie tak, aby mozna bylo wanienke usta-
wié réwnolegle do spozlomowanego walka 6, ktore-
go zblizenie i oddalenie sko$ne w do6t jest regulo-
wane w stosunku do krawedzi 2, dla ustalenia kata
alfa biegnacej wstegi podtoza 7.

Funkcjonalno$§¢ urzadzenia polega na stalym
i robwnomiernym doplywie masy emulsyjnej prze-
wodem 4 do wlewnej misy 1, w ktérej powstaly
nadmiar masy splywa na zewnatrz przelewowa

rura 3. Utworzony na krawedzi 2 menisk emulsji 8

styka sie nieprzerywalnie z powierzchnig podloza 7,
przesuwanego na walku 6, odpowiednio wyregulo-
wanym w zaleznoS$ci od potrzeby nastawienia wy-
maganego kata alfa.

Zaletg wanienki jest mozliwosé prowadzenia bocz-
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nego stykowego oblewu podloza masg emulsyjna,
przez prowadzenie podioza pod dowolnym katem
rozwartym, co powoduje réwnomierne nakladanie
sie emulsji na podioze, dajace w przekroju podiuz-
nym prostg linie horyzontalna.

Zastrzezenie patentowe

Wanienka do bocznego stykowego oblewu podloza
emulsjg fotograficzng, posiadajgca cze§¢ wlewna,
taznie wodng, rure przelewcwa i regulowana pod-
stawe, znamienna tym, Ze jest zaopatrzona w spo-
ziomowang, plaskg krawedz (2) stuzacg do boczne-
go stykowego oblewu, umieszczong ponizej osi

watka (6), usytuowanego roéwnolegle do kra-
wedzi (2).
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